STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznariska 129/133 fax. 22 ‘7_3;5_—72-01

Qzaréw Mazowiecki, dnia 29 grudnia 2025 roku

08.6222.8.2025 KK
Decyzja

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2025 1. poz. 1691), w zwigzku z art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214
ust. 5, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
72025 1., poz. 647 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spétki z o. o. ,EMSUR POLSKA”
zsiedziba w Jozefowie k/Blonia adres: ul. Lipowa 34, 05-860 Jézefow k/Blonia,
reprezentowanej przez pelnomocnika

Zmieniam

decyzje Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2024 roku znak:
A.08.6222.3.2022 KK udzielajaca ,EMSUR POLSKA” Sp. z o.0., ul. Lipowa 34,
05-860 Jézefow Kk/Blonia, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotéw Iub produktéw z wykorzystaniem
rozpuszezalnikéw organicznych, o zuzyciu rozpuszezalnika ponad 150 kg na godzing lub ponad
200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie ,,EMSUR POLSKA” Sp. z o.0., ul. Lipowa 34,
05-860 Jozeféw k/Blonia, na dzialkach o numerach ewidencyjnych 6/4, 6/5, 6/7, 6/8
W nast¢pujacy sposéb:

A. W czeéci I decyzji zapisy dotyczace skladu instalacji i opisu stosowanej technologii
otrzymujg nastgpujace brzmienie:

.. W skiad instalacji wchodza nastepujgce urzadzenia technologiczne i techniczne:

a) maszyna drukarska typu Rotomec 4003 MP,

b) maszyna drukarska typu Rotomec 4004,

¢) laminarka,

d) 2 maszyny do formowania i klejenia rekawow z folii termokurczliwe] Sleeve Auto —
DCM USIMECA,

¢) myjnia obejmujgca destylarke oraz 2 myjki wyposazenia maszyn drukarskich,

f) 2 zbiorniki magazynowe chemikaliéw stosowanych w procesie technologicznym druku
(lakieru i octanu etylu), ze stanowiskiem ich napelniania,

g) dopalacz RTO,

h) rotokoncentrator KZY

1) maszyny tnace,

) 2 maszyny do przewijania i kontroli rekawow foliowych Babycat 4 - DCM USIMECA,
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k) instalacja wentylacyina,
1) urzadzenia do pakowania.

Urzadzenia i instalacje pomocnicze
a) instalacja energetyczna na potrzeby technologiczne, c.o.ic.w.,
b) kanalizacja zakladowa,
¢) zakladowa sie¢ wodociagowa,
d) sprezarka.

OPIS STOSOWANEJ TECHNOLOGII

Druk jest wykonywany na maszynach zwojowych technikg rotograwiurows. Nakladanie farby
polega na transferze farb drukowych z metalowego cylindra, na ktérego powierzchni znajdujg sig
wygrawerowane kalamarzyki wypelnione farba, bezposrednio na poditoze. Powlekanie odbywa
sie za pomoca walka, ktory jest zanurzony w farbie, a nadmiar farby z gladkiej powierzchni
cylindra jest usuwany za pomoca noza raklowego. Zadrukowane podloze jest dociskane
do grawerowanego cylindra za pomocs tulei dociskowej zwane)j presserem. Wydzielone zespoty
drukarek nanosza kazdy kolor oddzielnie i posiadajg indywidunalne komory suszenia.

Octan etylu i lakier sa doprowadzane rurami ze zbiornikéw magazynowych do jednostek
drukujgcych (lakier do ostatnich agregatow w dwoch maszynach). Octan etylu jest dodawany
do farby po pomiarze lepkosci. W maszynach wystgpuja jednostki drukujgce rozszerzone,
odwracalne oraz jednostki pojedyncze, nieodwracalne. Sekcja suszaca jednostki drukujacej jest
zaprojektowana z jednym lub dwoma niezaleznymi klapami do suszenia. System suszenia
zaprojektowany jest na diatermiczne ogrzewanie olejowe. Powietrze nasycone
rozpuszczalnikiem jest odbierane wyciagiem indywidualnym do kanalu zbiorczego. Wewnatrz
sekeji suszenia moze wystgpié wtorny obieg (recyrkulacja) do czasu wzrostu stgzenia
rozpuszczalnika. Wentylator wyciggu ssgco-tloczacy tloczy powietrze do rekuperatora (gdzie
wystepuje odzysk ciepta), po przejsciu powietrza przez rekuperator zanieczyszczone powietrze
jest tloczone do dopalacza RTO. Powietrze odlotowe jest wykorzystywane zaréwno
do podgrzania powietrza dolotowego jak i przekazania ciepla na wymiennik olejowy.

W kazde] jednostce drukujacej wstega materialu po suszeniu jest chiodzona przed drukiem
w nastepne] jednostce drukujacej. Wstega materiatu jest nawijana na role na gilzie i nastepnie
jest przekazywana do ciecia na bobiny. Po cieciu, bobiny na paletach sg przekazywane
do magazynéw wyrobow gotowych. W obu maszynach ostatni dziewigty agregat jest
przeznaczony do lakierowania zadrukowanej tasmy. W maszynie Rotomec 4003 MP wystgpuje
dodatkowo mozliwos¢ nanoszenia wosku na wstege materiatu, jesli przewiduje to proces
technologiczny. Wosk jest nanoszony po ostatnim dziewigtym agregacie na specjalnej sekcji
przed nawinigciem na gilze. Przed nawinieciem warstwa woskn jest chlodzona. Cylindry
formowane myje sie rozpuszczalnikami o skladzie jak podczas druku.

Druki laminowane i lakierowane produkowane sa w laminarce. Laminarka podzielona jest
na dwie strefy: laminowania i lakierowania. Laminowanie polega na lgczeniu folii z materiatami
papierowymi, aluminiowymi lub z tworzyw sztucznych. Laminowanie jest prowadzone
z zastosowaniem klejow bezrozpuszczalnikowych. Strefa laminowania posiada odrgbng
wentylacje.

Lakierowanie polega na nakladaniu ciagglej warstwy lakieru na druga strone materiaty,
nielaminowang. Stosowane sa lakiery rozpuszczalnikowe. Lakiery sg pobierane bezposrednio
z pojemnikéw jednostkowych dostarczanych do laminarki z magazynu w opakowaniach
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producenta. Rozpuszcezalnik — octan etylu jest podawany ze zbiornika magazynowego. Strefa
lakierowania posiada niezalezng wentylacjg, z ktorej powietrze zanieczyszezone LZO jest
kierowane do dopalacza RTO. Po wysuszeniu gotowy material jest nawijany na gilzg.
Po nawinieciu gotowa bobina jest kierowana do magazynu.

Laminarka i maszyny drukarskie s3 dodatkowo wyposazone w korotron — urzgdzenie, w ktérym
wytwarzany jest ozon w celu aktywacji powierzchni niektérych materiatow. Korotron ma wlasny
niezalezny system wentylacji, z ktérego do powietrza odprowadzany jest wylacznie ozon.

Zlewki farb oraz brudny rozpuszezalnik kierowane sg do myjni, gdzie podlegaja destylacji
weelu otrzymania czystego rozpuszezalnika. Czysty rozpuszczalnik jest wykorzystywany
w maszynach myjacych elementy wyposazenia maszyn drukarskich, Destylarka oraz myjki
posiadaja wlasne odciggi wentylacyjne, z ktorych powietrze zanieczyszezone LZO kierowane
jest do dopalacza RTO. Zanieczyszczone powietrze z wentylacji ogdlnej hal technologicznych
kierowane jest do rotokoncentratora, gdzie zachodzi proces koncentracji strumienia o niskim
stezeniu LZO do stezenia umozliwiajgcego podanie powietrza na dopalacz RTO - powietrze
desorpeyjne. Powietrze oczyszczone odprowadzane jest za pomocg emitora do atmosfery.

Na maszynach SLEEVE Auto — DCM Usimeca prowadzony jest proces nakladania spoiwa
(kleju) na folie termokurczliwg PET, OPS, PP, PCV lub inne, a nastgpnie formowania
,rekawéw”, Opary rozpuszczalnika ze stosowanych spoiw (klejéw) odprowadzane sg poprzez
okap podiaczony do odciagu wentylacyjnego z wyprowadzeniem ponad dach budynku hali
produkcyjnej.”

B. W czesci IT1. decyzji punkt 19 otrzymujg nastepujgee brzmienie:

,,19. Powietrze z wentylacji ogdlnej hali produkcyjnej, gdzie znajdujg si¢ maszyny drukarskie,
7 wentylacji ogdlnej hali produkcyjnej, gdzie znajduje si¢ laminarka i maszyna drukarska oraz
7z wentylacji pomieszczenia myjni doprowadzane sz do rotokoncentratora, gdzie nastgpuje
zatezenie lotnych zwigzkéw organicznych. Strumien zatgzony kierowany do dopalacza RTO,
strumi'c;ﬁ oczyszezony odprowadzany do atmosfery.”

C. Tabelg nr 1 wraz z przypisami z czgsei VI podpunktu 1. Wprowadzanie gazow i pylow
do powietrza zmienia sie na Tabelg nr 1 z przypisami o nastgpujacym brzmieniu:
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Tabela nr 1. Dopuszczalna emisja zorganizowana dla instalacji do powierzchniowej obrébki substanci,
przedmiotéw lub produktéw z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych — dla procesu inny rodzaj
rotograwiury, fleksografia, laminowanie, lakierowanie w drukarstwie, z ktérego gazy odlotowe
sg odprowadzane do dopalacza RTO, a nastgpnie do emitora E1 oraz dla wentylacji hal technologicznych,
z ktdrej gazy odprowadzane sa do rotokoncentratora a nastgpnie do emitora E2

Miejsce wprowadzania substancji
do powietrza . N Dopuszczalna Emisja
)
nr $rednica wysokos¢ Rodzaj substancji omisja roczna
emitora| wylotu [m] [m] wylot zorganizowana
lotne zwiazki organiczne 3
(LZO) 20 mg/Nm 10,74 Mg
NO, (suma tlenku azotu (NO)
i dwutlenku azotu (NQ2), 60 mg/Nm? 30,3 Mg
E1 0.8 15 otwa wyrazona jako NO;)
Ity cO 50 mg/Nm? 25,2 Mg
Pyt ogdlem 1 mg/Nm* 0,5 Mg
Pyl zawieszony PM10 1 mg/Nm’ 0,5 Mg
Pyl zawieszony PM2,5 1 mg/Nm’® 0,5 Mg
lotne zwigzki organiczne 3
(LZO) < 50 mg/Nm < 17,30 Mg
NOy (suma tlenku azotu (NO)
i dwutlenku azotu (NOs), 100 mg/Nm? 36,4 Mg
E2 1,12 15 otwarty wyrazona jako NO2)
co 100 mg/Nm® | 36,4 Mg
Pyl ogdlem 1 mg/Nm?3 0,35 Mg
Pyl zawieszony PM10 1 mg/Nm? 0,35 Mg
Pyl zawieszony PM2,5 1 mg/Nm? 0,35 Mg

gdzie, LZO — lotne zwiazki organiczne w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny

LZO w mg/m’, to stezenie loinych zwigzkéw organicznych w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny
w gazach odlotowych (stezenie substancji w gazach odlotowych w miligramach substancji na metr szescienny
gazdw odlotowych odniesiony do warunkéw umownych temperatury 273,15 K, ci$nienia 101,3 kPa bez korekty pod
kgtem zawartoéci tlenu)
LZO w mg/Nm® to stezenie lotnych zwigzkéw organicznych w przeliczeniu na calkowity wegiel organiczny
w gazach odlotowych (stezenie wyrazone jako masa wyemitowanych LZO na objetos¢ gazéw odlotowych
w warunkach normalnych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod cidnieniem 101,3 kPa, bez korekty poed
katem zawartosci tlenu)
Emisja pozostatych substancji w mg/Nm?® to stgzenie wyrazone jako masa wyemitowanych substancji na objgtosé
gazdéw odlotowych w nastepujacych warunkach normalnych, w gazie suchym, w temperaturze 273,15 X i ci$nieniu
101,3 kPa, bez korekty pod katem zawartosci tlenu

D. Wiersz Ip. 16 Tabeli nr 4 zmienia si¢ na wiersz Ip. 16 o nastgpujacym brzmieniu:

16.

16 03 05*

Organiczne
odpady
zawierajace
substancje
niebezpieczne

20,0

Odpady w postaci mieszaniny
klejow i lakierdw
termozgrzewalnych z procesu
laminowania.

Odpady zawierajg
rozpuszczalniki organiczne,
zywice polimerowe, W sklad
odpadéw wehodza m.in.
weglowodory aromatyczne,
weglowodory alifatyczne,
octan etylu, octan propylu,
etanol, butanon.
Wiasciwosci: Odpad
poiptynny lub zestalony, HP-3,
HP-4, HP-6, HP-13, HP-14

Magazynowane w szczelnych
pojemnikach z metalu

lub tworzywa sztucznego

W wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadéw
niebezpiecznych, przy poludniowej
i poludniowo-wschodniej Scianie
budynku produkeyijno-
magazynowego na dz. ewid. nr 6/7
i6/8.

Magazynowanie w sposob
zabezpieczajacy przed wplywem
czynnikow atmosferycznych oraz
przed przedostaniem si¢ odpadéw
lub ich sktadnikdw do srodowiska.
Odpady przekazywane podmiotom
uprawnionym do zbierania,
odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw
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E. Czeé¢ VIIIL. decyzji otrzymuje nastgpujgce brzmienie:
wVIIL ZAKRES I SPOSOB MONITOROWANIA EMISJI

Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza

1. Prowadzenie minimum raz na rok pomiardw okresowych emisji lotnych zwigzkéw
organicznych w gazach odlotowych z dopalacza RTO oraz z rotokoncentratora KZY zgodnie
z wymogami okreslonymi w przepisach prawa. Pomiar okresowy powinien skladaé sig
z trzech kolejnych pomiaréw, z ktérych kazdy trwa co najmniej 30 minut.

2. Prowadzenie minimum raz na rok pomiaréw okresowych emisji NOx i CO z dopalacza RTO
oraz z rotokoncentratora KZY zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach prawa. Pomiar
okresowy powinien skiadaé sie z trzech kolejnych pomiaréw, z ktérych kazdy trwa
co najmniej 30 minut.

3. Prowadzenie co najmniej raz w roku bilansu masy lotnych zwigzkéw organicznych zgodnie
z wymogami okreslonymi w przepisach prawa.”

F. W czescei IX. decyzji punkt 2. otrzymuje ponizsze brzmienie:

2. Monitorowanie wskaznikéw efektywnosdei $rodowiskowej (zuzycia gazu na jednostke
produktu, w tym na cele grzewcze i dla urzadzen redukujgcych zanieczyszczenia, energii
elektrycznej na jednostke produktu, emisji LZO na jednostke produktu, emisji LZO na ilosé
zuzywanego gazu w dopalaczu RTO) z czgstotliwoscia minimum raz na rok.”

G. Czesé X. decyzji otrzymuje ponizsze brzmienie:

,.X. USYTUOWANIE STANOWISK POMIARU WIELKOSCI EMISJI W ZAKRESIE
GAZOW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

Na emitorach E1, E2, E17, E18, E19, E25, E26.”

. W czesci XI. decyzji punkt 2. otrzymuje ponizsze brzmienie:

,.2. Stosowanie instrukcji producenta dopalacza RTO i rotokoncentratora KZY”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29 wrzesnia 2025 roku, uzupelnionym przy pismie z dnia
27 pazdziernika 2025 r. Spélka z 0.0. EMSUR Polska, dziatajac przez pelnomocnika, wystapita
do Starosty Warszawskiego Zachodniego o zmiang pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do powierzchniowej obrébki substancii, przedmiotéw Iub produktéw z wykorzystaniem
rozpuszczalnikéw organicznych, o zuzyciu rozpuszezalnika ponad 150 kg na godzing lub ponad
200 ton rocznie, zlokalizowanej na terenie ,,EMSUR POLSKA™ Sp. z 0.0., ul. Lipowa 34, 05-860
J6zeféw k/Blonia, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, udzielonego decyzjg
Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 maja 2024 roku znak: A.08.6222.3.2022. KK

w zakresie:
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- dodania informacji na temat nowego urzadzenia koncentracji lotnych zwigzkéw organicznych
w powietrzu kierowanym do RTO — Rotokoncentrator, tj. aktualizacji opisow procesow
technologicznych prowadzonych na terenie Zaktadu

- uwzglednienia stosowanych przez prowadzacego instalacje technik wskazanych w konkluzjach
BAT 1 — 11, BATI13, BAT 14, BAT 16, BAT 17, BAT 19 i BAT 22, o ktérych mowa
w Decyzji Wykonawczej Komisji (EU) 2020/2009 z dnia 22 czerwca 2020 r. ustanawiajacej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych, w odniesieniu do obrébki
powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, w tym konserwacji
drewna i produktéw z drewna produktami chemicznymi [Dz.U.EU.L.2020.414.19],
zwigzanych z nowo montowanym urzadzeniem

- okreélenia poziomu emisji w odniesieniu do emisji NOx, CO oraz pylu w gazach odlotowych
pochodzacych z obrobki termicznej gazoéw wylotowych, w zmienionych warunkach emisji

- zmiany zapiséw dotyczgcych pozioméw emisji LZO, w zwigzku z nowym zrodtem emisji

- zmiany w zakresie ilosci wytwarzanych odpadéw o kodzie 16 03 05*- Organiczne odpady
zawierajace substancje niebezpieczne.

Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (dalej k.p.a.) organ administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmieni¢ decyzje,
na mocy ktorej Strona nabyla prawo, o ile przewidujg to przepisy szczegolne. Tego rodzaju
przepisem szczegOlnym sg art. 214 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(dalej p.o.s.) okreslajace zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Biorac pod uwage, ze wnioskowana zmiana nie jest zwigzana z ,,istotng zmiang instalacji”
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy p.o.s., gdyz nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania
instalacji, ktora znaczaco zwigkszy jej oddzialywanie na Srodowisko, organ odstapit
od zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenistwa w toczacym si¢ postepowaniu.

Zgodnie z wnioskiem sp6tki zmieniono pozwolenie zintegrowane w zakresie zwigzanym
z zamontowanym rotokoncentratorem oraz zwigkszeniem ilosci wytwarzanych odpadéw o kodzie
16 03 05%,

Majac na wzgledzie powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotlania
za posrednictwem  Starosty Warszawskiego Zachodniego do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu,
ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia ‘odwolania przez ostatnia ze Stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. i \

Otrzymuje:
1. EMSUR POLSKA Sp. z 0.0.

ul. Lipowa 3 - Hzefow "
s petnomocnik:

2.,/ aa
Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

(wersja elektroniczna — art. 211 ust. 12 ustawy Prawo ochrony Srodowiska)
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2. Mazowiecki Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa

(po nadaniu klauzuli ostatecznosci)

Uiszczono nalezng optate skarbowg

w wysoKosci ...«

(imie i nazwigko. stanowisko stuzbowe)

Sprawe prowadzi Katarzyna Kosiacka — tel. 22 733 72 48 e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl
e-PUAP: /v77pdbrqdi/skrytka

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Paistwa dane osobowe wylgcznie
w celu wykonania zadan Administratora, ktore wynikaja z przepisow prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym.
Wigcej informacji znajdziecie Pafstwo: https:/pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych
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Przypisy wytgczenia jawnosci:

M Wytgczenie jawnosci w zakresie danych osobowych - na podstawie przepiséw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawnos¢ wytaczyt: Katarzyna Kosiacka — gtowny
specjalista w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa SPWZ.



